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Ostona oprawy oswietleniowej

Przedmiotem wzoru uzytkowego jest ostona oprawy osSwiet-
leniowej,przeznaczona do opraw odwietleniowych natynkowych,
stosowanych do odwietlania pomieszczenln wewnetrznych, takich jak
biura,hotele,sale konferencyjne,pomieszczenia uzytecznosci pub-
licznej i inne.

Znane narozniki wykonane z blachy posiadaja $Scianki tworzg-
ce na narozach kat prosty i wymagaja w tych narozach spawania,
a\nastepnie szlifowania i1 polerowania powierzchni spawanej.
Niezaleénie od tego,ze operacja ta jest bardzo pracochtonna,
to nie uzyskuje sie jednolicie gtadkiej powierzchni,co przy
opfawach oSwietleniowych ma istotne znaczenie dla zachowania
estetycznego wygladu calej oprawy osSwietleniowej.

Znana jest z polskiego opisu wzoru uzytkowego nr.57381
oslona oprawy oswietleniowej wykonana w postaci jednolite]j
brylty w ksztalcie zblizonym do pochylego ostrosltupa $Scietego
o podstawie kwadratu,stanowigcej korpus ostony,ktdérego boczne
krawedzie zostaly Sciete tworzgc dwie dodatkowe pary narozZnych
§cianek wiekszych i naroznych Scianek mniejszych.Ponadto kor-
pus oslony zawiera gérng Scianke,dolng Scianke oraz parege bocz-
nych Scian.Wszyskie narozne $Scianki i boczne $ciany majg w prze-

kroju poprzecznym zarys tukdéw wypukiych o duzym i jednakowym

promieniu i sa przy podstawie gérnej ostony zagiete rdéwnolegle
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do plaszczyzny poziome]j,tworzagc obrzeze.

Osltona oprawy céwietleniowej wedlug wzoru wykonana jest
z trzech profili z blachy,uksztattowanych w ten sposéb,ze
dwie czedci majag ksztalt otwartych rynienek,natomiast jedne
czeéé tworzy plvte podstawy 1 dwie boczne cotwarte rynienki.
Catlosé tworzy kwadratowg i/lub prostokgtna rame bez narozni-
kéw.Rynienka posiada $ciane Srodkowa pionowg zagieta u gdry
réwnolegle do plaszczyzny poziomej pod katem 45° tworzac
Scianke gérna z obrzezem wygietym deo érodka.éciana Srodkowa
jest zagieta u dolu rdéwnolegle do plaszczyzny poziomej pod

0
katem 30 ,tworzagc Scianke dolng z obrzezem wygietym do Srodka.
Obrzeza gérne i dolne sg réwnolegle wzgledem siebie do pltasz-
czyzny poziomej.Obrzeza gérne przylegltych rynienek,zachodza-
cych na siebie w narozach zocstaly polaczone trwale,za$ obrze-
éa dolne zostaly polagczone trwale z plytg podstawy,na ktérej
ﬁocowany jest osprzet elektryczny i elementy odwietleniowe.
wvotwartych narozach sgsiadujagcych ze sobag rynienek zostatly
oéadzone narczniki z tworzywa w formie zamknietego korytka
o profilu stanowiagcym odwzorcowanie profilu rynienek.Naroz-
niki posiadaja na calym obwodzie wpusty do sprezystego osadza-
nia w narozach.Szerokos$é naroznika jest rdéwna wysokodci Scian-
ki gérnej rynienki,za$é Scianka pionowa tego naroznika tworzy
]
ze $éciankag gdérna kat 45 .Natomiast Scianka dolna naroznika
o

tworzy ze $Scianka pionowa kat 30 .Wyscko$Sé naroznika w prze-
kroju podluznym jest rdéwna wysokoSci rynienki.Utworzona w ten
sposéb obudcwa ostony odwietleniowej posiade forme osmioboku
o jednolitych liniach zatamania krawedzi na catym obwodzie.

Obudowa wedlug wzoru,dzigki odpowiedniemu uksztattowaniu

naroznikdw tworzy zamknieta bryle oémioboczng o jednakowych
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i ideezlnie gtadikich liniach zaltamania,co nadaje oprawie przy-
jemny 1 estetvczny wyglad.Ze wzgleddw technologicznych obudo-
wa jest prosta w wykonaniu,polegsjacym na odpowiednim ksztal-
towaniu rynienek z blachy i wypelnieniu narozy naroznikami
z tworzywa barwionego na kolor calej obudowy.Wykonenie naroz-
nika wymaga jedynie odpowiednie] formy wtryskcwej.Sam montaz
naroznikéw nie nastrecza zadnych zrudnosci,gdyz polega jedynie
na wciénigeciu do oporu naroznika w gniazdo.

Przedmiot wzoru zostal pokazany na rysunku,na ktdérym
fig.1 przedstawia oprawe oéwietleniowa w widoku z géry,fig.2
jej widok od przodu,fig.3 przedstawia w aksonomeﬁrii naroze
utworzone z dwdch przylegtych do siebie rynienek i naroznika,
a fig.4 przedstawia naroznik w réznych plaszczyznach przekroju.

Jak pokazano na rysunku oslona oprawy osSwietleniowej wyko-
nana jest w formie otwartych rynienek 1 z blachy tworzgcych
kwadratowa ramke.Rynienka posiada Sciang $rodkowg 2 pionowa
zagietga u gdéry rdéwnolegle do plaszczyzny pozicmej pod katem

o
45 ,tworzgc $cianke gdrng 3 z cbrzezem 4_wygietym do Srodka.

4

Sciana $rodkowa 2 jest zagieta u dolu réwnolegle do ptaszczyz-
n? poziomej pod katem 300, tworzgc é&cianke dolng 5 z obrzezem
6 wygietym do érodka.0brzeza 4 i 6 sa réwnolegte wzgledem
siebie do plaszczyzny pozimej.Obrzeza 4 przyleglych rynienek
zachodzgce na siebie w narozach 7 zostaly polgczone trwale
spoing.0Obrzeza 6 zostaly polgczone trwale z plytg oprawy 8,

na ktdérej mocowany jest osprzet elektryczny i elementy odwiet-
leniowe.W otwartych narozach sgsiadujacych ze sobg rynienek

l zostaly osadzone narozniki 9 z tworzywa w formie zamknietego
korytka o profilu stanowiacym odwzorcowanie preoefilu rynienek

1.MNarozniki 9 posiadajg na calym obwodzie wpusty 10 do spre-
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zystego osadzania w narozach.Szeroko$¢ narcznika 9 jest rdwna

wysokosci &cianki gérnej 3,za$ Scianka pionowa 11 tego naroz-
o
nika 9 tworzy ze Scianka gérng 12 kat 45 .Natomiast Scianka
o
dolna 13 tworzy ze 3sciankg pionowa 11 kat 30 .Wysoko$& naroz-

nika 9 w przekroju podluznym jest réwna wysokodci rynienxi 1.
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Zastrzezenia ochronne

1.0stona opravy oSwietleniowej przeznaczona do oprav oswiet-
leniowych natynkowych/znamienna tym,ze posiada ksztalt otwar-
tych rynienek / 1 / tworzacych kwadratowg i/lub prostokatng
ramke,przy czym rynienka / 1 / z blachy posiada $ciane érod-
kowa / 2 / pionowa zagieta u géry dla utworzenia $cianki
gérnej / 3 / z obrzezem / 4 / wygietym do Srodka,oraz Scianke
dolna / 5 / z obrzezem / 6 / wygietym do $rodka,za$ w otwar-
~tych narozach sasiadujgcych ze sobg rynienek / 1 /zostatly
osadzone narozniki / 9 / z tworzywa w formie zamknietego
korytka o profilu stanowigcym odwzorcowanie profilu rynienki
/17,

2.0stona wedtug zastrz.l,znamienna tym,2e narozniki / 9 / )i
posiadaja na calym obwodzie wpusty / 10 /,za$ szeroko$: naroz-
nika / 9 / jest réwna wysokodci Scianki gérnej / 3 /.

(vb

3.0slona wedtlug zastrz.l-YFE;znamienna tym,2e Scianka pionowa
/ 11 / naroznika / 9 / tworzy ze $éciankg gérna / 12 / kat
45° natomiast Scianka dolna / 13 / tworzy ze $ciankag piono-
wa / 11_/ kat 30°,zas wysoko$¢ naroznika / 9 / w przekroju

podluznym jest réwna wysokodci rynienki / 1 /.
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